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V České republice vzniká nová platforma s
názvem YCAP, sdružující odborníky
specializované na arbitráž
10.12.2020 od 17:00 proběhne úvodní akce YCAP - Young Czech Arbitration Professionals. Platformu
založili čtyři čeští advokáti Kristína Bartošková (Baker McKenzie), René Cienciala (Urban & Hejduk),
Ondřej Čech (Zeiler Floyd Zadkovich) a David Seidl (Squire Patton Boggs) s cílem pořádání
vzdělávacích a společenských aktivit pro odbornou veřejnost se zájmem o arbitráž.

Vedle představení platformy YCAP bude na programu rozhovor s Rostislavem Pekařem, partnerem
pražské a pařížské pobočky advokátní kanceláře Squire Patton Boggs, který se specializuje na oblast
mezinárodních arbitráží, je členem Komise pro mezinárodní arbitráž při ICC ČR a rozhodcem předních
českých i zahraničních rozhodčích institucí. Těšit se můžete na povídání o Rostislavových kariérních
začátcích, stavu arbitráže v České republice nebo budoucnosti řešení investičních sporů.

Rozhovor je součástí, resp. zahájením plánované série rozhovorů YCAP ArbiTalks s předními
českými a v budoucnu i zahraničními experty, kteří se specializují na oblast arbitráží.

Pro účast na úvodní akci YCAP se můžete zaregistrovat >>> zde.

YCAP na LinkedIn >>> zde.
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